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Processo de fabricagao CMOS

Projeto e leiaute de circuitos analdgicos integrados

Juncao PN ideal e ndo-ideal: modelagem e efeitos

Capacitores MOS e MOSFETs: modelagem e operacéao

Fotodetectores: tecnologia e modelagem

Sensores e atuadores microfabricados: conceitos e dominios de transdugéo
Células solares fotovoltaicas: tecnologia e modelagem

Teste e caracterizagao elétrica de dispositivos semicondutores integrados
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